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(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING LITHIUM-ION BATTERIES
(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION DE BATTERIES A IONS DE LITHIUM

(57) Abstract: Method for manufacturing a lithium-ion battery with a capacity greater than 1 mAh, comprising the depositing of at
least one dense layer, which can be an anode and/or a cathode and/or an electrolyte, using a dense layer depositing method comprising
the following steps: procuring a substrate and a suspension of non-agglomerated nanoparticles of a material P; depositing a layer, on
the substrate, from the suspension; drying the layer produced in this manner; compacting the dried layer using mechanical compression
and/or heat treatment; the depositing method being characterised in that the suspension of non-agglomerated nanoparticles of material P
comprises nanoparticles of material P having a size distribution, the size being characterised by its value D50, such that: - the distribution
comprises nanoparticles of material P of a first size D1 between 20 nm and 50 nm, and nanoparticles of material P of a second size D2,
characterised by a value D50 at least five times less than that of D1; or - the distribution has an average size of nanoparticles of material
P that is less than 50 nm and a ratio of standard deviation from the average size greater than 0.6.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une batterie a ions de lithium d'une capacité supériecure a 1 mA h, comprenant le dépot d'au
moins une couche dense, qui peut étre une anode et/ou une cathode et/ou un électrolyte, par un procédé de dépot d'une couche dense qui
comprend les étapes suivantes : approvisionnement d'un substrat et d'une suspension de nanoparticules non agglomérées d'un matériau
P; dépot d'une couche, sur ledit substrat, a partir de ladite suspension; séchage de la couche ainsi obtenue; densification de la couche
séchée par compression mécanique et/ou traitement thermique; ledit procédé de dépot étant caractérisé en ce que la suspension de
nanoparticules non agglomérées de matériau P comprend des nanoparticules de matériau P présentant une distribution en taille, ladite
taille étant caractérisée par sa valeur de D50, telle que : - la distribution comprend des nanoparticules de matériau P d'une premicre
taille D1 comprise entre 20 nm et 50 nm, et des nanoparticules de matériau P d'une deuxi¢éme taille D2 caractérisée par une valeur D50
au moins cing fois inférieure a celle de D1; ou - la distribution présente une taille moyenne des nanoparticules de matériau P inférieure
a 50 nm, et un rapport écart type sur taille moyenne supérieur a 0,6.



